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IDEIA  

MANTER O SIGILO DA IDEIA  

(FUTURA PATENTE DE INVENÇÃO (PI) OU MODELO DE UTILIDADE (MU)) 

ENTRAR EM CONTATO COM O NIT/UNIVASF (nit@univasf.edu.br) PARA OBTER 
ORIENTAÇÕES  QUANTO AOS TRÂMITES NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DO PEDIDO 

DE PROTEÇÃO 
 

PREENCHER OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PEDIDO DE PROTEÇÃO DA PI 

OU MU, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES 

ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA O 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL (INPI) 

 

ENVIAR DOCUMENTAÇÃO AO NIT/UNIVASF (acesse Documentos no menu principal do 

website do NIT/UNIVASF 

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO NIT/UNIVASF (Comissão Avaliadora) 
75 DIAS 

  

REALIZAR CORREÇÕES/ACRÉSCIMOS E 

ENCAMINHAR NOVAMENTE AO NIT/UNIVASF 

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PELO 

NIT/UNIVASF - 45 DIAS 

  

ACOMPANHAR O ANDAMENTO DO PROCESSO DE PEDIDO DE PROTEÇÃO NA  

REVISTA ELETRÔNICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – RPI, DISPONÍVEL NO 

PORTAL DO INPI (http://revistas.inpi.gov.br/rpi/) 
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